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DESCRIPCION
Dispositivo de campos de coccion
La invencion se refiere a un dispositivo de campos de coccién de acuerdo con la reivindicacion 1 de la patente.

Ya se conoce a partir del estado de la técnica un dispositivo de campos de coccién, que presenta una pluralidad de
elementos calefactores, que definen una zona variable de superficies de cocciéon. El dispositivo de campos de
coccién comprende una unidad de mando para la entrada de parametros de funcionamiento para un funcionamiento
de vajilla de coccidon colocada encima. Ademas, el dispositivo de campos de coccion comprende una unidad de
control que, en funcién de una entrada de mando por medio de la unidad de mando, calienta la vaijilla de coccién
colocada encima con una densidad de potencia calefactora determinada. Una modificacion de la densidad de
potencia calefactora determinada se realiza solamente en funcion de un programa de coccion y, por lo tanto,
independientemente de una posicion de la vajilla de coccion en la zona variable de superficies de coccion.

La publicacién francesa FR 2 984 463 A1 publica un campo de coccién, que comprende un grupo de elementos
calefactores, que estan distribuidos en un reticulo bidimensional sobre un plano de coccién del campo de coccién,
de manera que el plano de coccidn presenta al menos dos zonas de coccidon. Ademas, el campo de coccién
comprende medios de deteccion previstos para una deteccion de un recipiente de coccidon y medios de control, que
pueden controlar el funcionamiento de al menos una zona de coccién, cuando se ha detectado un recipiente de
coccién. Las al menos dos zonas de coccién del plano de coccién estan asociadas, respectivamente, a un modo de
control de los elementos calefactores, de manera que el modo de control de los elementos calefactores de una
primera zona de coccion del plano de coccion es diferente del modo de control de los elementos calefactores de una
segunda zona de coccién del plano de coccion.

Se conoce ya a partir de la solicitud de patente internacional WO 2010/069883 A1 un campo de cocciéon por
induccién con una pluralidad de inductores y con una pluralidad de inversora para la alimentacién de los inductores
con una corriente calefactora, respectivamente, a través de un circuito de corriente asi como con un dispositivo de
conmutacién para cerrar e interrumpir el circuito de corriente. El campo de coccién por induccién esta equipado con
varios grupos de varios inductores, de manera que el dispositivo de conmutacion esta disefiado para conectar los
inductores de un grupo en diferentes posiciones de conmutacién con diferentes inversores.

La solicitud de patente europea EP 2 709 424 A1 publica un campo de cocciéon por induccién. El campo de coccidon
por induccion comprende una placa fija, una pluralidad de elementos de bobinas activables eléctricamente,
dispuestos debajo de la placa, en el que los elementos de bobinas definen zonas de coccién correspondientes del
campo de coccién por induccién, asi como una unidad de control, que esta disefiada para seleccionar niveles de
potencia para las zonas de coccién. La unidad de control esta disefiada de tal manera que después de la seleccion
de primeros y segundos niveles de potencia, respectivamente, para primeras y segundas zonas de coccién no
adyacentes entre si, selecciona de forma automatica para cada zona de coccién media entre la primera y la segunda
zonas de coccidn un nivel de potencia correspondiente, que se determina a través de interpolacién del primero y del
segundo nivel de potencia por medio de una funcién de interpolacion predeterminada.

Ya se conoce a partir de la solicitud de patente internacional WO 2009/053279 A1un campo de coccién con una
pluralidad de elementos calefactores dispuestos debajo de una superficie de coccién para la generacion de zonas
calefactores que se pueden definir libremente con una unidad de control para la activacion de los elementos
calefactores y con una interfaz de usuario al menos para la introduccién de un parametro para la determinacion de
una potencia calefactora tedrica, en el que la unidad de control esta disefiada para definir en al menos un primer
modo de funcionamiento en una etapa de deteccion, en funciéon de una posicidon y/o tamafio de un elemento de
vajilla de coccion detectado, al menos un parametro de una zona de coccidn, para introducir en una etapa de ajuste
la potencia calefactora tedrica desde la interfaz de usuario y para calentar en una fase calefactora la zona
calefactora definida con la potencia calefactora tedrica. La unidad de control esta disefiada para utilizar en al menos
otro modo de funcionamiento una o varias zonas calefactoras predeterminadas y/o una potencia calefactora
predeterminada.

El cometido de la invencion consiste especialmente en preparar un dispositivo de acuerdo con la invencién con
propiedades mejoradas con respecto a una alta comodidad para un usuario. El cometido se soluciona de acuerdo
con la invencion por medio de las caracteristicas de las reivindicaciones 1 y 12 de la patente, mientras que las
configuraciones y desarrollos ventajosos de la invencidon se pueden deducir a partir de las reivindicaciones
dependientes.

Se propone un dispositivo de campos de coccién, en particular un dispositivo de campos de coccién por induccion,
con al menos dos elementos calefactores, que definen una zona variable de superficies de coccion, y con una
unidad de control que, cuando se utilizan al menos dos vajillas de coccién en la zona variable de superficies de
coccion, en particular en el caso de la disposicion opcional de las al menos dos vajillas de coccion, en al menos un
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estado de funcionamiento, en particular en un estado de funcionamiento y/o en un estado de funcionamiento mixto,
esta prevista para accionar una primera vajilla de coccion de las al menos dos vajillas de coccién en un modo de
calentamiento de movimiento de potencia, en el que la unidad de control esta prevista para calentar la primera vaijilla
de coccidén en funcién de una posicion de la primera vajilla de coccién en la zona variable de superficies de coccion
con densidades de potencia calefactora diferentes, y para accionar una segunda cajilla de coccién de las al menos
dos vajillas de coccion en un modo de calentamiento normal. Por un “dispositivo de campos de coccién” debe
entenderse al menos una parte, en particular un sub-grupo de construccién, de un campo de coccién, en particular
de un campo de coccién por induccién. En particular, el dispositivo de campos de coccién puede comprender
también todo el campo de coccién, en particular todo el campo de cocciéon por inducciéon. Por un “elemento
calefactor” debe entenderse en este contexto un elemento, que esta previsto para convertir energia, con preferencia
energia eléctrica, en calor y en particular para alimentarla al menos a una vajilla de coccion de las al menos dos
vajillas de coccion. El al menos un elemento calefactor esta configurado de manera ventajosa en particular como
elemento calefactor por induccion y en este caso de manera preferida esta previsto para generar un campo alterno
electromagnético en particular con una frecuencia entre 20 kHz y 100 kHz, que esta previsto en particular para ser
transformado en calor en un fondo de vajilla de coccién colocado encima, en particular metalico, con preferencia
ferromagnético, a través de induccion de corriente parasita y/o efectos de remagnetizacion. Por una “zona variable
de superficies de coccion” debe entenderse en particular una zona sobre un lado, dirigido hacia un usuario en una
posicion de montaje, de una placa de campos de coccion del dispositivo de campos de coccion, que esta prevista
con ventaja en cualquier estadio de funcionamiento especialmente opcional para un calentamiento de al menos una
vajilla de coccidn, que esta colocada en la posicién de montaje especialmente en una posicion discrecional sobre la
palca de campos de coccion en la zona cubierta por los al menos dos elementos calefactores. La unidad de control
asocia al menos una zona calefactora en particular a al menos una vajilla de coccién colocada dentro de la zona
variable de superficies de coccion y acciona la al menos una vajilla de coccién en particular con una densidad de
potencia calefactora asociada a la al menos una vajilla de coccidn. En este caso, la unidad de control, en el caso de
un desplazamiento de la al menos una vajilla de coccién dentro de la zona variable de superficies de coccion desde
un punto A discrecional hacia otro punto B discrecional, acciona la al menos una vajilla de coccién de forma
automatica continuamente con densidad de potencia calefactora al menos esencialmente constante, de manera que
la unidad de control desplaza al mismo tiempo la al menos una zona calefactora con la al menos una vajilla de
coccion y/o de manera que la al menos una zona de coccién migra al mismo tiempo con la al menos una vajilla de
coccion. El dispositivo de campos de coccion comprende al menos cuatro, con ventaja al menos seis, de manera
especialmente ventajosa al menos ocho, con preferencia al menos diez, de manera preferida al menos doce y de
manera especialmente preferida al menos quince elementos calefactores, que definen la zona variable de
superficies de coccion y que estan dispuestos en forma de una matriz en particular comun y de manera ventajosa
una unica matriz. En este caso, los al menos dos elementos calefactores estan dispuestos en particular en una
proximidad espacial entre si, de manera que se excluye un hueco, que representa en particular al menos el 20 %,
con ventaja al menos el 40 %, de manera especialmente preferida el 60 % y con preferencia al menos el 80 % de al
menos una extension de un elemento calefactor de los al menos dos elementos calefactores, entre los al menos dos
elementos calefactores. En este caso, al menos dos elementos calefactores opcionales dispuestos vecinos entre si,
en particular muy préximos entre si, de los al menos dos elementos calefactores presentan una distancia maxima de
alo sumo 10 cm, en particular de maximo 7 cm, con ventaja de maximo 5 cm, de manera especialmente ventajosa
de maximo 3 cm y con preferencia de maximo 2 cm. Los al menos dos elementos calefactores cubren en particular
una porcion de la superficie de al menos 70 %, en particular de al menos 75 %, con ventaja de al menos 80 %, de
manera especialmente ventajosa de al menos 85 % y con preferencia de al menos 90 % de la zona variable de
superficies de coccién, de manera que en la porcién de la superficie, cubierta por los al menos dos elementos
calefactores, de la zona variable de superficies de coccién se encuentra, en particular sobre el lado de la placa de
campos de coccién, que esta alejado de un usuario en la posicion de montaje, una zona parcial de al menos un
elemento calefactor de los al menos dos elementos calefactores. En al menos un estado montado, las limitaciones
de la zona variable de las superficies de coccion, que estan alineadas especialmente paralelas a un plano de
extension principal de la placa de campos de coccion, estan fijadas de manera ventajosa por una disposicion de los
al menos dos elementos calefactores, que estan dispuestos en la posicion de montaje sobre un lado de la placa de
campos de coccion, que esta alejado de un usuario en la posicion de montaje. La zona variable de superficies de
cocciodn se extiende en la posicion de montaje y en el al menos un estado montado con ventaja sobre una porcién de
al menos 70 %, con ventaja de al menos 80 % y de manera especialmente ventajosa de al menos 90 % de una
superficie de la placa de campos de coccion. En este caso, la zona variable de superficies de coccion esta dispuesta
en la posicion de montaje especialmente sobre un lado de la placa de campos de coccién, que esta alejado de un
usuario. Por una “unidad de control” debe entenderse especialmente una unidad electrénica, que esta integrada con
preferencia en una unidad de control y/o de regulacién de un campo de coccidon y que esta prevista en particular
para controlar y/o regular al menos los elementos calefactores y en particular el menos una electrénica de potencia
que alimenta a los elementos calefactores. Con preferencia, la unidad de control comprende una unidad de calculo y
en particular adicionalmente a la unidad de calculo una unidad de memoria con un programa de control y/o de
regulacion registrado en ella, que esta previsto para ser ejecutado por la unidad de control. Por un “estado de
funcionamiento” debe entenderse especialmente un estado, en el que al menos la unidad de control es alimentada
con energia, en particular con corriente eléctrica y en el que la unidad de control activa con ventaja la al menos una
electrénica de potencia, para accionar especialmente al menos un elemento calefactor de los al menos dos
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elementos calefactores y por medio de la cual calentar al menos una electrénica de potencia y/o por medio del al
menos un elemento calefactor calentar en particular al menos una vajilla de coccién colocada encima. La unidad de
control esta prevista especialmente para accionar en un instante determinado todas las vajillas de coccién colocadas
encima, en particular exactamente en un modo de calentamiento y/o al menos parcialmente en diferentes modos de
calentamiento, de manera que la unidad de control acciona con ventada cada vajilla de coccién en un modo de
calentamiento individual y/o en particular acciona las vajillas de coccién en funcién de un posicionamiento en una
seccioén de la zona variable de superficies de coccion en diferentes modos de funcionamiento. El al menos un estado
de funcionamiento podria ser en particular un estado de funcionamiento mixto y/o un estado de funcionamiento
dividido. El al menos un estado de funcionamiento podria ser especialmente un estado de funcionamiento mixto y/o
un estado de funcionamiento dividido. Por un “estado de funcionamiento dividido” debe entenderse en particular un
estado de funcionamiento, en el que la unidad de control divide la zona variable de las superficies de coccion en al
menos dos secciones, de manera que la unidad de control acciona en particular al menos una vajilla de coccion
colocada encima exactamente en un modo de calentamiento y/o al menos parcialmente en los diferentes modos de
funcionamiento. Por un “estado de funcionamiento mixto” debe entenderse en particular un estado de
funcionamiento, en el que la unidad de control asocia con ventaja al menos a dos, en particular al menos a tres, con
ventaja al menos a cuatro, de manera especialmente ventajosa al menos a cinco y con preferencia a cada vajilla de
coccion colocada encima de las al menos dos vaijillas de cocciéon un modo de calentamiento individual y acciona
cada una de las al menos dos vajillas de coccién en el modo de calentamiento asociado a las al menos dos vajillas
de coccién. Por ejemplo, la unidad de control podria accionar las al menos dos vajillas de coccion en diferentes
modos de calentamiento asociados a la vaijilla de coccion respectiva. De manera alternativa o adicional, la unidad de
control podria accionar las al menos dos vajillas de coccion en particular exactamente en un modo de calentamiento
y con ventaja en el modo de calentamiento comun asociado a la vajilla de coccion respectiva. Por un “modo de
calentamiento de movimiento de potencia” debe entenderse especialmente un modo de funcionamiento, en el que la
unidad de control acciona una vajilla de coccién en funcion de la posiciéon dentro de la zona variable de superficies
de coccion en el caso de al menos una modificacion de la posicion de la vajilla de coccion con relacion a una
posicion de referencia con densidad de potencia calefactora modificada y/o en el que la unidad de control determina
en particular una densidad de potencia calefactora, con la que debe accionarse la vajilla de coccioén, en funcion de
una distancia de la vajilla de coccidon con respecto a la posicion de referencia, en particular después de una
colocacién de la vajilla de coccién dentro de la zona variable de superficies de coccion. La modificacion de la
posicion de la vajilla de coccion se puede conseguir especialmente de diferentes maneras. Por ejemplo, la
modificacion de la posicion de la vajilla de coccidon podria conseguirse a través del desplazamiento de la vajilla de
coccion, de manera que se mantiene al menos esencialmente en particular un contacto entre un fondo de la vajilla
de coccion y una superficie de la placa de campos de coccién. En particular, la modificacion de la posicion podria
conseguirse a través de una elevacion y restablecimiento inmediato de la misma vajilla de coccién en una posicion
modificada, de manera que especialmente entre la elevacion y el restablecimiento inmediato transcurre una duracion
de tiempo inferior a 5 s, en particular de menos de 2 s y con ventaja de menos de 1 s. Por una “posicion de
referencia” para el modo de calentamiento de movimiento de la potencia debe entenderse una posicion, a la que la
unidad de control asocia un valor establecido fijo de una densidad de potencia calefactora y en funcion del cual la
unidad de control determina para otras posiciones otros valores de la densidad de potencia calefactora. Por un
“modo de calentamiento normal” debe entenderse un modo de calentamiento, en el que la unidad de control esta
prevista para accionar al menos una vajilla de coccién independientemente de una posicién dentro de la zona
variable de superficies de coccion siempre con una densidad de la potencia calefactora al menos constante y, en
concreto, también en el caso de una modificacion de la posicion de la al menos una vajilla de coccién dentro de la
zona variable de superficies de coccion. Un importe de la densidad de potencia calefactora a alcanzar es en
particular un valor que resulta a partir de una entrada de mando por medio de una unidad de mando, que se ajusta
en particular a través de la entrada de mando por medio de la unidad de mando y/o se calcula con ventaja a través
de la unidad de control sobre la base de la entrada de mando por medio de la unidad de mando. En una
configuracion alternativa, podria predeterminarse fijamente un importe de la densidad de la potencia calefactora a
alcanzar, pudiendo registrarse el importe de la densidad de la potencia calefactora a alcanzar en particular en la
unidad de memoria de la unidad de control como valor ‘re-programado fijamente y/o como valor variable a través del
usuario. Por una densidad de la potencia calefactora “al menos esencialmente constante” debe entenderse en
particular una desviacion de maximo 30 %, en particular de maximo 25 %, de manera especialmente ventajosa de
maximo 20 %, de manera especialmente ventajosa de maximo 15 %, con preferencia de maximo 10 % y de manera
especialmente preferida de maximo 5 % de un valor de la densidad de la potencia calefactora a alcanzar. Por la
expresion de que la unidad de control esta prevista para “accionar” una vajilla de coccién debe entenderse en
particular que la unidad de control controla la al menos una electrénica de potencia que, en funcién de una
activacion a través de la unidad de control, se alimenta energia a través de la unidad de control al menos a un
elemento calefactor cubierto por la vajilla de coccion de los al menos dos elementos calefactores, para calentar en
particular la vajilla de coccion. Por “previsto” debe entenderse en particular especialmente programado, disefiado y/o
configurado. Que un objeto esta previsto para una funcion determinada debe significan en particular que el objeto
cumple y/o ejecuta esta funcidon determinada en al menos un estado de aplicacion y/o estado de funcionamiento.

A través de la configuracion de acuerdo con la invencion, se puede conseguir en particular una alta comodidad para
un usuario. En particular, se puede conseguir una alta flexibilidad a través de varios modos de calentamiento
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diferentes. En el modo de calentamiento de movimiento de potencia, en particular a través de una modificacion de la
posicion de la primera vajilla de coccién se puede conseguir con ventaja un ajuste sencillo e intuitivo y/o una
modificacién de una densidad de la potencia calefactora.

Ademas, se propone que la unidad de control esté prevista en al menos otro estado de funcionamiento, en particular
en el modo de funcionamiento dividido y/o en el modo de funcionamiento mixto para accionar la segunda vaijilla de
coccién en otro modo de calentamiento distinto del modo de calentamiento normal, con lo que se puede elevar
adicionalmente especialmente la flexibilidad.

Ademas, se propone que la unidad de control esté prevista en al menos otro estado de funcionamiento, en particular
en el modo de funcionamiento dividido y/o en el modo de funcionamiento mixto para accionar la segunda vajilla de
coccién en un modo de calentamiento de movimiento de potencia. En el modo de calentamiento de movimiento de
potencia para un funcionamiento de la segunda vajilla de coccion, la unidad de control podria utilizar una curva de
las densidades de potencia calefactora, esencialmente idéntica al modo de calentamiento de movimiento de
potencia para un funcionamiento de la primera vaijilla de coccién y/o una curva de las densidades de potencia
calefactora diferente del modo de calentamiento de movimiento de potencia para un funcionamiento de la primera
vaijilla de coccidn. La unidad de control podria estar prevista en al menos otro estado de funcionamiento alternativa o
adicionalmente para accionar la segunda vajilla de coccién en un modo de calentamiento de programa de coccion,
en particular con al menos una curva pre-definida de densidades de la potencia calefactora y/o de manera ventajosa
con al menos una duracién de tiempo predefinida. De esta manera, se puede conseguir especialmente una alta
comodidad para un usuario.

Ademas, se propone que la unidad de control esté prevista en particular en cualquier estado de funcionamiento para
emitir, cuando se coloca una vajilla de coccién, especialmente por medio de una unidad de emisién de la unidad de
mando al menos una solicitud de mando para una selecciéon de un modo de calentamiento para un calentamiento de
la vajilla de coccion especialmente a un usuario, con lo que se puede conseguir una alta satisfacciéon en un usuario,
que puede decidir de manera ventajosa qué vajilla de coccion debe ser accionada en qué modo de calentamiento.
Ademas, se propone que la unidad de control esté prevista especialmente en el estado de funcionamiento dividido
para dividir la zona variable de las superficies de cocciéon en al menos dos secciones con diferentes modos de
calentamiento. En el estado de funcionamiento dividido, la unidad de control divide la zona variable de las superficies
de coccién especialmente en una primera seccion, en la que la unidad de control acciona vajillas de coccién
colocadas en el modo de calentamiento de movimiento de potencia, y en una segunda seccion, en la que la unidad
de control acciona vaijillas de coccién colocadas en el modo de funcionamiento normal. En el caso de una colocacion
de una vajilla de coccion, la unidad de control asocia a la vajilla de coccidn, en funcién de una de las al menos dos
secciones, en la que esta dispuesta la vajilla de coccidn a través de un posicionamiento por primera vez de la vajilla
de coccion, un modo de calentamiento, que esta asociado en particular a aquella de las al menos dos secciones, en
la que esta dispuesta la vajilla de coccién a través de un posicionamiento por primera vez de la vajilla de coccion. La
unidad de control fija especialmente el modo de calentamiento asociado a la vajilla de coccién a través de una
posicion de colocacion de la vajilla de coccion. En particular, la unidad de control mantiene el modo de calentamiento
asociado a la vajilla de coccién en el caso de una modificacion de la posicion de la vajilla de coccién, como en
particular en el caso de una modificacion de la posicién de la vajilla de coccidn entre diferentes de las al menos dos
secciones, y prescinde con ventaja de una modificacion del modo de funcionamiento asociado a la vajilla de coccion.
De esta manera, se puede conseguir especialmente una configuracion flexible.

Son concebibles diferentes posibilidades para dividir la zona variable de superficies de coccién en las al menos dos
secciones. La unidad de control podria estar prevista en particular para dividir la zona variable de superficies de
coccion en la posicion de montaje en una primera seccion dirigida hacia un usuario y una segunda seccion alejada
de un usuario. De manera alternativa o adicional, la unidad de control podria estar prevista para dividir la zona
variable de superficies de coccidn en la posicion de montaje esencialmente diagonal, como por ejemplo a lo largo de
una diagonal de la placa de campos de coccién y/o en al menos una direccion paralela a la diagonal. La unidad de
control podria dividir la zona variable de superficies de coccién de manera alternativa o adicional especialmente en
forma de una rejilla en varias secciones y/o con ventaja radialmente en particular a partir de al menos una esquina
de la zona variable de superficies de coccion en las al menos dos secciones. No obstante, con ventaja, la unidad de
control esta prevista especialmente en el modo de funcionamiento dividido para dividir la zona variable de las
superficies de coccion, especialmente considerada desde una posicion de mando de un usuario, en una primera
seccion izquierda y una segunda seccion derecha. Las al menos dos secciones se extienden en particular en una
direccion-y, que esta alineada en la posicion de montaje de manera ventajosa desde la zona dirigida hacia un
usuario hasta la zona alejada de un usuario y se extiende con ventaja en el plano de la extension principal de la
placa de campos de coccioén. La primera seccion izquierda y la segunda seccion derecha estan dispuestas vecinas
especialmente con respecto a una direccion-x, de manera que la primera seccion izquierda y la segunda seccion
derecha estan con ventaja directamente adyacentes entre si. La direccion-x esta alineada esencialmente
perpendicular a la direccién-y y se extiende con ventaja en un plano de extensioén principal de la placa de campos de
coccion. De esta manera, se puede conseguir especialmente una manipulacion sencilla a través de un usuario y/o
una division facil de marcar de la zona variable de las superficies de coccion.
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Son concebibles diferentes posibilidades con respecto a una posicion de referencia para un modo de calentamiento
de movimiento de potencia. Por ejemplo, la unidad de control podria estar prevista para fijar al menos una limitacion
de la zona variable de las superficies de coccidon como posicion de referencia para el modo de calentamiento de
movimiento de potencia, como con ventaja una limitacion dirigida en la posicién de montaje hacia un usuario y/o
especialmente una limitacion alejada de un usuario en la posicién de montaje. En particular, la unidad de control
podria fijar al menos una de las limitaciones laterales opuestas entre si con respecto a la direccion-x de la zona
variable de las superficies de coccidn como posicion de referencia para el modo de calentamiento de movimiento de
potencia. De manera alternativa, la unidad de control podria estar prevista para fijar al menos una esquina de la
zona variable de superficies de coccidn como posicion de referencia para el modo de calentamiento de movimiento
de potencia. No obstante, con preferencia, la unidad de control esta prevista para fijar una posicion actual y/o una
posicion de colocacion de una vaijilla de coccion como posicion de referencia para el modo de calentamiento de
movimiento de potencia, de manera que la unidad de control esta prevista especialmente para accionar la vajilla de
coccion en el caso de una modificacion de la posicion de la vajilla de coccién con relacion a la posicion de referencia
con densidad de la potencia calefactora modificada. Por una "posicion de colocacion" de una vajilla de coccion debe
entenderse en particular una posicion de la vajilla de coccién sobre la placa de campos de coccidon en la zona
variable de las superficies de coccién, que esta fijada por un posicionamiento especialmente por primera vez de la
vajilla de coccion sobre la placa de campos de coccion en la zona variables de las superficies de coccion y que esta
fijlada de maneras inalterable especialmente a continuacion del posicionamiento primera vez. Por una "posicion
actual" de una vaijilla de coccién debe entenderse en particular una posicion de la vaijilla de coccidn sobre la placa de
campos de coccion en la zona variable de las superficies de coccion, en la que esta dispuesta actualmente la vajilla
de coccion. Directamente después de un posicionamiento de la vajilla de coccidn, en particular cuando se mantiene
inalterada la posicion y con ventaja cuando se prescinde de una modificacion de la posicion de la vajilla de coccion,
la posicion actual de la vajilla de coccion corresponde en particular al menos esencialmente a la posicion de
colocacién. La posicion actual es diferente de la posicion de colocaciéon especialmente en el caso de una
modificacion de la posicion de la vajilla de cocciéon después del posicionamiento por primera vez. De esta manera, se
puede conseguir especialmente una configuracion flexible.

Ademas, se propone que la unidad de control esté prevista para fijar una posicion de colocacion de una vajilla de
coccion como posicion de referencia para el modo de calentamiento de movimiento de potencia de la vaijilla de
coccion, en particular de la misma vajilla de coccién, con lo que se puede conseguir especialmente una alta
seguridad de planificacion y/o una alta comodidad para un usuario.

Ademas, se propone que la unidad de control esté prevista para fijar una posicion actual de una vajilla de coccion
como posicion de referencia para una vajilla de coccion diferente de la vajilla de cocciéon. En una configuracion
alternativa, la unidad de control podria estar prevista para fijar una posicién actual de una vajilla de coccion como
posicion de referencia para la misma vajilla de coccion. De esta manera se puede conseguir especialmente una alta
flexibilidad.

Son concebibles diferentes valores de la densidad de la potencia calefactora asociados a la posicion de referencia.
Por ejemplo, la unidad de control podria estar prevista para asociar a la posicion de referencia una densidad de
potencia calefactora minima, de manera que la unidad de control acciona una vajilla de coccién en el caso de una
modificacion de la posicion de la vajilla de coccion con relacion a la posicion de referencia de la vaijilla de coccion
con densidad modificada de la potencia calefactora. Con preferencia, sin embargo, la unidad de control esta prevista
para asociar a la posicion de referencia una densidad maxima de la potencia calefactora, con lo que se puede
conseguir especialmente un proceso de calentamiento rapido.

Otras ventajas se deducen a partir de la descripcion siguiente del dibujo. En el dibujo se representan ejemplos de
realizacion de la invencion. El dibujo, la descripcion y las reivindicaciones contienen numerosas caracteristicas en
combinacion. En este caso:

La figura 1 muestra un campo de coccién con un dispositivo de campos de coccidon en una vista en planta superior
esquematica.

La figura 2 muestra el campo de coccion con el dispositivo de campos de coccién en un estado de funcionamiento
normal en una vista en planta superior esquematica.

La figura 3 muestra un campo de coccion con el dispositivo de campos de coccién en un estado de funcionamiento
dividido en una primera configuracion en una vista en planta superior esquematica.

La figura 4 muestra el campo de coccion con un dispositivo de campos de coccién en el estado de funcionamiento
dividido en una segunda configuracién en una vista en planta superior esquematica.

La figura 5 muestra el campo de coccioén con el dispositivo de campos de coccién en un estado de funcionamiento
mixto en una primera configuracion en una vista en planta superior esquematica.
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La figura 6 muestra el campo de coccion con el dispositivo de campos de coccién en un estado de funcionamiento
mixto en una segunda configuracién en una vista en planta superior esquematica.

La figura 7 muestra el campo de coccion con el dispositivo de campos de cocciéon en el modo de funcionamiento
mixto en una tercera configuracién en una vista en planta superior esquematica.

La figura 8 muestra el campo de coccion con el dispositivo de campos de cocciéon en el modo de funcionamiento
mixto en una cuarta configuracion en una vista en planta superior esquematica.

La figura 9 muestra el campo de coccion con el dispositivo de campos de cocciéon en el modo de funcionamiento
mixto en una quinta configuracion en una vista en planta superior esquematica; y

La figura 10 muestra el campo de coccién con el dispositivo de campos de coccion en el modo de funcionamiento
mixto en una sexta configuracion en una vista en planta superior esquematica.

La figura 1 muestra un campo de coccion 34, que esta configurado como campo de coccidn por induccion, con un
dispositivo de campo de coccion 10, que esta configurado como dispositivo de campos de coccién por induccion. El
dispositivo de campos de coccion 10 comprende una placa de campos de coccién 36. En un estado montado, la
placa de campos de coccion 36 esta prevista para una colocacion de vajilla de coccién 18, 20, 22. El dispositivo de
campos de coccién 10 comprende varios elementos calefactores 12, que definen una zona variable de superficies de
coccion 14. En el presente ejemplo de realizacion, el dispositivo de campos de coccion 10c compren veintiocho
elementos calefactores 12. Los elementos calefactores 12 estan dispuestos en una posicion de montaje sobre un
lado de la placa de campos de coccion 36 que esta alejado de un usuario. Los elementos calefactores 12 estan
previstos en cada caso para calentar vaijilla de coccion 18, 20, 22 colocada sobre la placa de campos de coccion 36
en la zona variable de superficies de coccion 14. Los elementos calefactores 12 estan configurados como elementos
calefactores por induccion. El dispositivo de campos de coccion 10 comprende una electrénica de potencia para una
alimentacion de los elementos calefactores 12 con energia.

La placa de campos de coccion 36 presenta un plano de extensién principal, que esta configurado esencialmente
horizontal en la posicion de montaje. Una direccién-x y una direccién-y estan dispuestas en un plano cubierto por el
plano de extension principal. La direccion-y esta alineada esencialmente perpendicular a la direccion-x. El plano de
extension principal de la placa de campos de coccion 36 esta paralelo a una superficie lateral maxima de un
paralelepipedo geométrico minimo, que rodea precisamente todavia totalmente la placa de campos de coccién 36.
El plano de extension principal de la placa de campos de coccién 36 se extiende a través del punto medio del
paralelepipedo. En la posicion de montaje, el plano de extension principal de la placa de campos de coccién 36 esta
alineado esencialmente perpendicular a una direccion de la fuerza de la gravedad. De esta manera, la direcciéon-x y
la direccion-y estan alineadas en la posicion de montaje esencialmente perpendiculares a una direccion de la fuerza
de la gravedad.

El dispositivo de campos de coccidon 10 comprende una unidad de mando 38 para una entrada y/o seleccion de
parametros de funcionamiento, por ejemplo de una potencia calefactora y/o de una densidad de la potencia
calefactora y/o de un modo de calentamiento y/o de una zona de calentamiento. La unidad de mando 38 esta
prevista para una emision de un valor de un parametro de funcionamiento a un usuario. En este caso, la unidad de
mando podria emitir el valor del parametro de funcionamiento a un usuario 6ptica y/o acusticamente. El dispositivo
de campos de coccion 10 comprende una unidad de control 16, que esta prevista para ejecutar acciones y/o
modificar ajustes en funcidon de parametros de funcionamiento introducidos por medio de la unidad de mando. La
unidad de control 16 regula en un estado de funcionamiento una alimentacién de energia hacia los elementos
calefactores 12. A tal fin, la unidad de control 16 controla la electrénica de potencia para alimentar los elementos
calefactores 12 activados con corriente eléctrica. El dispositivo de campos de cocciéon 10 comprende al menos una
linea eléctrica (no representada), que esta prevista para un transporte de corriente eléctrica. La linea eléctrica podria
estar formada, por ejemplo, por un cable, un alambre y/o un alambre trenzado.

La unidad de control 16 presenta una unidad de memoria (no representada), en la que estan registrados varios
estados de funcionamiento diferentes. En la unidad de memoria estan registrados, por ejemplo, un estado de
funcionamiento normal, un estado de funcionamiento dividido y un estado de funcionamiento mixto. En la unidad de
memoria de la unidad de control 16 estan registrados varios modos de calentamiento, como por ejemplo un modo de
calentamiento de movimiento de potencia, un modo de calentamiento normal y diferentes modos de calentamiento
del programa de coccion.

Cuando se coloca una vajilla de coccion 18, 20, 22, la unidad de control 16 emite en el estado de funcionamiento
normal una solicitud de mando por medio de la unidad de mando 38 hacia una entrada de un parametro de
funcionamiento, como por ejemplo una potencia calefactora y/o una densidad de la potencia calefactora, al usuario,
Una vez realizada la entrada de mando por medio de la unidad de mando 38, la unidad de control 16 acciona en el
estado de funcionamiento normal la vajilla de coccion 19, 20, 22 sobre la base de la entrada de mando con una
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densidad de potencia calefactora a alcanzar. La densidad de potencia calefactora a alcanzar, con la que la unidad
de control 16 acciona la vajilla de coccion 18, 20, 22, es independiente, en el estado de funcionamiento normal, de
una posicion de la vajilla de coccion 18, 20, 22 en la zona variable de las superficies de coccion 14.

Por ejemplo, un usuario coloca en el estado de funcionamiento normal una primera vajilla de coccién 18 en la zona
variable de superficies de coccion 14 (ver la figura 2). La unidad de control 16 emite en el estado de funcionamiento
normal por medio de la unidad de mando 38 una solicitud de mando para una entrada de un parametro de
funcionamiento. La unidad de control 16 calcula sobre la base de la entrada de mando por medio de la unidad de
mando 38 una densidad de potencia calefactora a alcanzar. En el estado de funcionamiento normal, la unidad de
control 16 acciona la primera vajilla de coccién 18 con una primera densidad de potencia calefactora. Un usuario
coloca a continuacion en el estado de funcionamiento normal una segunda vajilla de coccion 20 en la zona variable
de las superficies de coccidén 14. Una vez realizada la entrada de mando por medio de la unidad de mando 38, la
unidad de control 16 acciona en el estado de funcionamiento normal la segunda vajilla de coccién 20 sobre la base
de la entrada de mando con una segunda densidad de potencia calefactora. La segunda densidad de potencia
calefactora es en el caso considerado menor que la primera densidad de la potencia calefactora. Aqui y a
continuaciéon una densidad de la potencia calefactora, con la que la unidad de control 16 acciona una vaijilla de
coccion 18, 20, se identifica con la ayuda de un rayado de la vajilla de coccion 18, 20 correspondiente, de manera
que un rayado mas ancho corresponde a una densidad mas reducida de la potencia calefactora y un rayado mas
estrecho corresponde a una densidad alta de la potencia calefactora.

En otro caso, un usuario selecciona, por ejemplo, a través de la entrada de mando por medio de la unidad de mando
38ael estado de funcionamiento dividido que se puede seleccionar, en el caso de utilizacién de al menos dos
recipientes de coccién 18a, 20a (ver la figura 3). En el caso de utilizacion de al menos dos vajillas de coccion 18a,
20a en la zona variable de superficies de coccién 14a, la unidad de control 16a acciona en el estado de
funcionamiento dividido una primera vajilla de coccién 18a de las al menos dos vajillas de coccién 18a, 20a en un
modo de calentamiento de movimiento de potencia. En el modo de calentamiento de movimiento de potencia, la
unidad de control 16a calienta en el estado de funcionamiento dividido la primera vajilla de cocciéon 18a en funcion
de una posicion de la primera vaijilla de coccion 18a en la zona variable de superficies de coccion 14a con diferentes
densidades de potencia calefactora. En el presente ejemplo de realizacion, la unidad de control 16a calienta en el
estado de funcionamiento dividido en el modo de calentamiento de movimiento de potencia la primera vaijilla de
coccion 18a, que esta dispuesta en una posicion dirigida hacia un usuario, con una densidad de la potencia
calefactora maxima. En el estado de funcionamiento dividido, la unidad de control 16a acciona una segunda vaijilla
de coccién 20a de las al menos dos vajillas de coccion 18a, 20a en un modo de funcionamiento normal. En el modo
de funcionamiento normal, la unidad de control 16a calienta en el estado de funcionamiento dividido la segunda
vajilla de coccidn 20a independientemente de la posicién con una densidad esencialmente constante de la potencia
calefactora.

Como se deduce de lo representado hasta ahora, en un procedimiento para el funcionamiento del dispositivo de
campos de coccion 10a en el caso de utilizacion de al menos dos vaijillas de coccién 18a, 20a en la zona de las
superficies de coccion 14a en el estado de funcionamiento dividido, una primera vajilla de coccion 18a de las dos
vajillas de coccion 18a, 20a es accionada en un modo de calentamiento de movimiento de potencia, en el que la
primera vajilla de coccidon 18a es calentada en funcion de una posicion de la primera vajilla de coccion 18a en la
zona de las superficies de coccion 14a con diferentes densidades de la potencia calefactora. Ademas, una segunda
vajilla de coccion 20a de las al menos dos vajillas de coccion 18a, 20a es accionada en el modo de calentamiento
normal.

La unidad de control 16a divide la zona variable de las superficies de cocciéon 14 en el estado de funcionamiento
dividido en dos secciones 24a, 26a con diferentes modos de calentamiento. La unidad de control 16a divida la zona
variable de superficies de coccién 14a en el estado de funcionamiento dividido en una primera seccién izquierda 24a
y una segunda seccion derecha 26a. En el estado de funcionamiento dividido, la unidad de control 16a acciona la
vajilla de coccion 18a, 20a colocada en primera seccion 24a en un primer modo de calentamiento. La unidad de
control 16a acciona en el estado de funcionamiento dividido la vaijilla de coccién 18a,20a colocada en la segunda
seccion 26a en un segundo modo de calentamiento. El primer modo de calentamiento y el segundo modo de
calentamiento son diferentes uno del otro. En el estado considerado, el primer modo de calentamiento y el segundo
modo de calentamiento estan predeterminados fijada, en particular estan registrados en la unidad de memoria de la
unidad de control 16a. Alternativamente, el primer modo de calentamiento y el segundo modo de calentamiento
pueden estar fijados por una entrada de mando por medio de la unidad de mando, en particular por medio de un
usuario.

En el estado de funcionamiento dividido, la unidad de control 16a divide la zona variable de las superficies de
coccion 14a de manera uniforme en las secciones 24a, 26a. La primera seccion 24a y la segunda seccion 26a
presentan esencialmente las mismas porciones de la zona variable de las superficies de cocciéon 14a. De manera
alternativa, la unidad de control podria dividir la zona variable de las superficies de control en el estado de
funcionamiento dividido de manera irregular en secciones, pudiendo presentar especialmente al menos una de las
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secciones otra porcién de la zona variable de las superficies de coccidén que al menos otra seccion diferente de la al
menos una seccion.

La figura 4 muestra el caso, en el que la unidad de control 16a acciona una primera vajilla de coccién 18a en la
primera seccién 24a en un modo de calentamiento de movimiento de potencia y una segunda vajilla de coccion 20a
en la segunda seccion 26a en un modo de funcionamiento normal. En el caso de una modificacion de la posicion de
la segunda vajilla de coccién 20a desde la segunda seccién 26a a la primera seccion 24a, la unidad de control 16a
mantiene la densidad de potencia calefactora, con la que la unidad de control 16a acciona la segunda vajilla de
cocciodn 20a en la segunda seccion 26a.

En la consideracion de otro caso, un usuario coloca una primera vajilla de coccion 18b y una segunda vajilla de
coccion 20b en la zona variable de las superficies de cocciéon 14b (ver la figura 5). Cuando se coloca la primera
vajilla de coccion 18b, la unidad de control 16b emite una solicitud de mando para una seleccion de un modo de
calentamiento para un calentamiento de la primera vajilla de coccién 18b. Ademas, la unidad de control 16b emite,
cuando se coloca la segunda vajilla de cocciéon 20b, una solicitud de mando para una seleccion de un modo de
calentamiento para un calentamiento de la segunda vajilla de coccion 18b. Por ejemplo, un usuario selecciona para
la primera vajilla de coccién 18b el modo de calentamiento de movimiento de potencia. En el caso de utilizacion de al
menos dos vajillas de coccién 18b, 20b en la zona variable de las superficies de coccion 14b, la unidad de control
16b acciona en el estado de funcionamiento mixto la primera vajilla de coccion 18b en el modo de calentamiento de
movimiento de potencia. En el caso representado en la figura 5, un usuario selecciona para la segunda vajilla de
coccién 20b un modo de calentamiento de movimiento de potencia. En el estado de funcionamiento mixto, la unidad
de control 16b acciona la segunda vaijilla de cocciéon 20b en otro modo de calentamiento diferentes del modo de
calentamiento normal. El otro modo de calentamiento diferente del modo de calentamiento normal esta configurado
en el presente caso como modo de calentamiento de movimiento de potencia. La unidad de control 16b acciona en
el estado de funcionamiento mixto la segunda vajilla de coccidon 20b en el otro modo de calentamiento de
movimiento de potencia. El modo de calentamiento de movimiento de potencia de movimiento de potencia y el otro
modo de calentamiento de movimiento de potencia estan configurados esencialmente iguales. En este caso, la
unidad de control 16b acciona vajillas de coccion 18b, 20b, 22b dispuestas a la misma altura con respecto a la
direccion-y con la misma densidad de la potencia. De manera alternativa, el modo de calentamiento de movimiento
de potencia y el otro modo de calentamiento de movimiento de potencia pueden estar configurados diferentes, de
manera que la unidad de control podria accionar vajillas de coccién dispuestas especialmente a la misma altura con
diferentes densidades de la potencia calefactora.

La figura 6 muestra en caso de tres vajillas de coccion 18b, 20b, 22b colocadas encima, de manera que
adicionalmente a la configuracion descrita con relacion a la figura 5 esta colocada una tercera vaijilla de coccion 22b.
En el estado de funcionamiento mixto, la unidad de control 16b emite durante una colocacion de una vaijilla de
coccién 18b, 20b, 22b una solicitud de mando para la seleccién de un modo de calentamiento para un calentamiento
de la vaijilla de coccion 18b, 20n, 22b. Sobre la base de una entrada de mando por medio de la unidad de mando
38b, la unidad de control 16b acciona en el modo de funcionamiento mixto la tercera vajilla de coccion 22b en un
modo de calentamiento normal. La primera vajilla de coccién 18b y la tercera vajilla de coccién 22b estan dispuestas
esencialmente una detras de la otra con respecto a la direccion-y. En el caso de una modificacion de la posicion de
la primera vajilla de coccién 18b, que acciona la unidad de control 16b en el modo de calentamiento de movimiento
de potencia, se bloquea un movimiento alineado paralelo a la direccién-y de la primera vajilla de coccion 18b por la
tercera vajilla de coccién 22b. Una utilizacion de un espectro posible completo de la densidad de la potencia
calefactora requiere, en el caso de una modificacion de la posicion de la primera vajilla de coccion 18b, un
movimiento de la vajilla de coccion 18b en una direccion diferente de la direccion-y. En el caso representado, en el
caso de una modificaciéon de la posicion de la primera vajilla de coccion 18b, tiene lugar una modificaciéon de la
direccion, para modificare una densidad de la potencia calefactora maxima posible, con la que la unidad de control
16b acciona la primera vajilla de coccion 18b, a una densidad minima posible de la potencia calefactora.

En otra configuracion, la unidad de control 16b acciona, en el estado de funcionamiento mixto, una primera vajilla de
coccion 18b en un modo de calentamiento de movimiento de potencia y una segunda vajilla de coccién 20b en un
modo de calentamiento normal. En el estado de funcionamiento mixto, la unidad de control 16b fija una posicion
actual 28b y/o una posicién de colocacion 30b de una bajilla de coccién 18b, 20b, 22b como posicion de referencia
32b para el modo de calentamiento de desplazamiento de potencia (ver las figuras 7 a 10). En la configuracion
representada, la unidad de control 16b fija en el estado de funcionamiento mixto una posicion actual 28b de la
segunda vajilla de coccién 2b como posicion de referencia 32b para la primera vajilla de coccion 18b diferente de la
segunda vajilla de coccion 20b (ver la figura 7). La posicion actual 28b de la segunda vaijilla de coccion 20b
corresponde a una posicion de colocacion 30b de la segunda vajilla de coccidn 20b, puesto una posicion de la
segunda vajilla de coccion 20b permanece inalterado después de un posicionamiento por primera vez de la segunda
vajilla de coccidon 20b. La unidad de control 16b asocia a la posicion de referencia 32b para la segunda vajilla de
coccién 20b una densidad maxima de la potencia calefactora. En el estado de funcionamiento mixto, la unidad de
control 167b acciona la segunda vajilla 20b con una densidad maxima posible de la potencia calefactora. En el caso
de una modificacion de la posicion de la primera vajilla de coccion 18b en la direccion de la posicion de referencia

9



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ES 2649 159 T3

32b, la unidad de control 16b acciona la primera vajilla de coccion 18b con una densidad mas alta de la potencia
calefactora. En el caso de una modificacion de la primera vaijilla de coccién 18b en una direccion diferente de la
posicion de referencia 32b, la unidad de control 16b acciona la primera vajilla de coccion con una densidad mas
reducida de la potencia calefactora.

Una configuracion representada en la figura 8 representa una alternativa a la configuracién mostrada en la figura 7.
En la configuracion mostrada en la figura 8, la unidad de control 16b acciona en el modo de funcionamiento mixto de
manera similar a la configuracién mostrada en la figura 7 una primera vajilla de coccién 18b en un modo de
calentamiento de movimiento de potencia y una segunda vajilla de coccion 20b en un modo de calentamiento
normal. Una modificacion de la posicion de la segunda vajilla de coccién 20b se realiza en el modo de calentamiento
normal desde una posiciéon de colocaciéon 30b a una posicién actual 28b con una densidad de la potencia calefactora
esencialmente constante. En la posicion actual 28b de la segunda vajilla de coccién 20b, la unidad de control 16b fija
la posicion actual 28b de la segunda vajilla de coccion 20b como posicion de referencia 32b para el modo de
calentamiento de movimiento de potencia de la primera vajilla de coccién 18b. La unidad de control 16b asocia a la
posicion de referencia 32b una densidad minima de la potencia calefactora. En el caso de una modificacién de la
posicion de la primera vajilla de coccion 18b en la direccion de la posicion de referencia 32b, la unidad de control
16b acciona la primera vajilla de coccién 18b con una densidad de la potencia calefactora mas reducida. En el caso
de una modificacién de la posicion de la primera vajilla de cocciéon 18b en una direccion diferente de la posicion de
referencia 32b, la unidad de control 16b acciona la primera vajilla de coccién 18b con una densidad mas elevada de
la potencia calefactora.

En otro caso, la unidad de control 16b acciona en el estado de funcionamiento mixto de nuevo una primera vaijilla de
coccion 18b en un modo de calentamiento de movimiento de la potencia y una segunda vajilla de coccién 20b en un
modo de calentamiento normal (ver la figura 9). La unidad de control 16b fija una posicién de colocacion 30b de la
primera vajilla de cocciéon 18b como posicién de referencia 32b para el modo de calentamiento de movimiento de
potencia de la primera vajilla de coccién 18b. En este caso, la unidad de control 16b asocia a la posicion de
referencia 32b para la primera vajilla de coccion 18b una densidad maxima de la potencia calefactora.

En el estado de funcionamiento mixto, la unidad de control 16b acciona en otro caso una primera vajilla de coccion
18b y una segunda vajilla de coccién 20b en un modo de calentamiento normal con diferentes densidades de
potencia calefactora (ver la figura 10). Una primera modificaciéon de la posicion de la primera vajilla de coccion 18b
se realiza en el modo de calentamiento normal desde una posicién de colocacién 30b hacia una posicion actual 28b.
En este caso, la unidad de control 16b acciona la primera vajilla de coccién 18b en la posicion de colocacion y en la
posicién actual 28b con densidad de potencia calefactora esencialmente constante. En la posicién actual 28b de la
primera vaijilla de coccidon 18b se realiza una modificacién del modo de calentamiento, con el que la unidad de
control 16b acciona la primera vajilla de cocciéon 18b, desde el modo de calentamiento normal hacia un modo de
calentamiento de movimiento de potencia. La unidad de control 16b fija en el estado de funcionamiento mixto la
posicion actual 28b de la primera vajilla de coccidon 18b como posicion de referencia 32b para el modo de
calentamiento de movimiento de potencia de la primera vajilla de coccién 18b.

Lista de signos de referencia

10 Dispositivo de campos de coccion
12 Elemento calefactor

14 Zona variable de superficies calefactoras
16 Unidad de control

18 Primer recipiente de coccién

20 Segundo recipiente de coccion
22 Tercer recipiente de coccién

24 Primera seccion

26 Segunda seccién

28 Posicion actual

30 Posicion de colocacion

32 Posicion de referencia

34 Campo de coccién

36 Placa de campos de coccién

38 Unidad de mando

10



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

ES 2649 159 T3

REIVINDICACIONES

1.- Dispositivo de campos de coccion, en particular dispositivo de campos de coccién por induccién con al menos
cuatro elementos calefactores (12a-b), que definen una zona variable de superficies de coccién (14a-b) y que estan
dispuestos en forma de una matriz, y con una unidad de control (16a-b) que, cuando se utilizan al menos dos
vajillas de coccion (18a-b, 20a-b, 22b) en la zona variable de superficies de coccién (14a-b), se caracteriza porque
en al menos un estado de funcionamiento esta previsto para accionar una primera vajilla de coccion (18a-b) de las al
menos dos vajillas de coccién (18a-b, 20a-b, 22b) en un modo de calentamiento de movimiento de potencia, en el
que la unidad de control (16a-b) esta prevista para calentar la primera vajilla de coccion (18a-b) en funcién de una
posicion de la primera vajilla de coccion (18a-.b) en la zona variable de superficies de coccion (14a-b) con diferentes
densidades de potencia calefactora, y para accionar una segunda vajilla de coccion (20a-b) de las al menos dos
vajillas de coccion (18a-b, 20a-b, 22b) en un modo de calentamiento normal, en el que la unidad de control (16a-b)
esta prevista para accionar al menos una vajilla de coccioén (18a-b, 20a-b, 22b) independientemente de una posicién
dentro de la zona variable de superficies de coccién (14a-b) siempre con densidad de potencia calefactora al menos
esencialmente constante y, en concreto, también en el caso de una modificacion de la posicién de la al menos una
vaijilla de coccién (18a-b, 20a-b, 22b) dentro de la zona variable de superficies de coccion (14a-b).

2.- Dispositivo de campos de coccion de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizado porque la unidad de control
(16b) esta prevista en al menos otro estado de funcionamiento para accionar la otra vajilla de coccién (20b) en otro
modo de calentamiento diferente del modo de calentamiento normal.

3.- Dispositivo de campos de coccién de acuerdo con la reivindicacion 2, caracterizado porque la unidad de control
(16b) esta prevista en el al menos otro estado de funcionamiento para accionar la segunda vajilla de coccion (20b)
en un modo de calentamiento de movimiento de potencia.

4.- Dispositivo de campos de coccién de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque
la unidad de control (16b) esta prevista para emitir, cuando se coloca una vajilla de coccion (18b, 20b, 22b), al
menos una solicitud de mando para una seleccion de un modo de calentamiento para un calentamiento de la vajilla
de coccion (18b, 20b, 22b).

5.- Dispositivo de campos de cocciéon de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizado porque la unidad de control
(16a) esta prevista para dividir la zona variable de superficies de coccion (14a) en al menos dos secciones (24a,
26a) con diferentes modos de calentamiento.

6.- Dispositivo de campos de coccion de acuerdo con la reivindicacion 5, caracterizado porque la unidad de control
(16a) esta prevista para dividir la zona variable de superficies de coccion (14a) en una primera seccion izquierda
(24a) y una segunda seccioén derecha (26a).

7.- Dispositivo de campos de coccién de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque
la unidad de control (16b) esta prevista para fijar una posicion actual (28b) y/o una posicion de colocacion (30b) de
una vajilla de coccién (18b, 20b, 22b) como posicion de referencia (32b) para el modo de calentamiento de
movimiento de potencia.

8.- Dispositivo de campos de coccién de acuerdo con la reivindicacion 7, caracterizado porque la unidad de control
(16b) esta prevista para fijar una posicion de colocaciéon (30b) de una vajilla de coccion (18b, 20b, 22b) como
posicion de referencia (32b) para el modo de calentamiento de movimiento de potencia de la vajilla de coccion (18b,
20b, 22b).

9.- Dispositivo de campos de coccién de acuerdo con la reivindicacion 7, caracterizado porque la unidad de control
(16b) esta prevista para fijar una posicién actual de una vaijilla de coccion (18b, 20b, 22b) como posicién de
referencia (32b) para una vajilla de coccion diferente de la vaijilla de coccién (18b, 20b, 22b).

10.- Dispositivo de campos de coccion de acuerdo con una de las reivindicaciones 7 a 9, caracterizado porque la
unidad de control (16b) esta prevista para asignar a la posicion de referencia (32b) una densidad de potencia
calefactora maxima.

11.- Campo de coccién, en particular campo de coccién por induccién, con al menos un dispositivo de campos de
coccion (10a-b) de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores.

12.- Procedimiento para el funcionamiento de un dispositivo de campos de cocciéon (10a-b), en particular de un
dispositivo de campos de coccion por induccion, en particular de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 10, con
al menos cuatro elementos calefactores (12a-b), que definen una zona variable de superficies de coccion (14a-b) y
que estan dispuestos en forma de una matriz, en el que cuando se utilizan al menos dos vajillas de coccion (18a-b,
20a-b, 22b) en la zona variable de superficies de coccion (14a-b) en al menos un estado de funcionamiento. Se
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acciona una primera vajilla de coccién (18a-b) de las al menos dos vajillas de coccién (18a-b, 20a-b, 22b) en un
modo de calentamiento de movimiento de potencia, en el que la primera vajilla de coccion (18a-b) se calienta en
funcién de una posicion de la primera vaijilla de coccién (18a-b) en la zona variable de superficies de coccion (14a-b)
con diferentes densidades de potencia calefactora, y una segunda vajilla de coccion (20a-b) de las al menos dos
vajillas de coccion (18a-b, 20a-b, 22b) es accionada en un modo de funcionamiento normal, en el que al menos una
vajilla de coccién (18a-b, 20a-b, 22b) es accionada, independientemente de una posicion dentro de la zona variable
de superficies de coccion (14a-b) por una unidad de control (16a-b) siempre con densidad de potencia calefactora al
menos esencialmente constante, y en concreto también en el caso de una modificacion de la posicion de la al menos
una vajilla de coccion (18a-b, 20a-b, 22b) dentro de la zona variable de superficies de coccion (14a-b).
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